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Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Tres¢ Raportu: Zarzad XTPL S.A. (“Emitent”) informuje, ze w dniu 09.04.2021 otrzymat
informacje o rekomendowaniu do dofinansowania w konkursie
6/1.1.1/2020 - "Szybka $ciezka", organizowanym przez Narodowe Centrum
Badan i Rozwoju (,NCBiR”), projektu opracowanego przez Emitenta pt.
"Opracowanie przetomowej technologii druku mikrometrycznych struktur
przewodzgcych 3D z wykorzystaniem innowacyjnej gtowicy zdolnej do druku
na podfozach nieplanarnych oraz kompatybilnego tuszu, do zastosowan
w elektronice drukowanej" (“Projekt”).

Przedmiotem projektu jest opracowanie i implementacja nowej technologii
precyzyjnego  druku ultracienkich  struktur  przewodzacych na
tréjwymiarowych podtozach do zastosowan w elektronice drukowane;.

* Wartos¢ catkowita Projektu: 11 615 569,56 zt;
e Rekomendowana wartos¢ dofinansowania: 7 695 844,09 zt;
e Okres realizacji: 01.10.2020 - 30.09.2023.

Ostateczna kwota dofinansowania moze ulec nieznacznej zmianie na etapie
przygotowania dokumentacji do wtasciwej umowy dotacji. O jej zawarciu
Emitent poinformuje osobnym raportem.

Zarzad Emitenta uznat powyzszy fakt za informacje poufng, gdyz dotacje
stanowig istotny element finansowania dziatalnosci Emitenta. Projekt
wzmocni dalszy rozwdj strategicznego dla Emitenta obszaru elektroniki
drukowane;.
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